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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS PATENTOWY

Nr 25382.

Chemiczny Instytut Badawczy™®)

Kl. 40 ¢, s/Q4.
A4%

(Warszawa, Polska).

Sposob wygtadzania powierzchni glinu, osadzajacego sie na katodzie

podczas elektrolizy kapieli, sporzadzonej przez stopienie chlorku glinu

z haloidkami potasowcow lub (wzglednie i) haloidkami wapniowcéw
lub magnezu.

Patent dodatkowy do patentu nr 25380.

Zgloszono 27 listopada 1936 r.

Udzielono 26 sierpnia 1937 r.

Najdluzszy czas trwania patentu do 26 sierpnia 1052 r.

Wynalazek niniejszy stanowi uzupel-
nienie patentu nr 25380, traktujacego o
dodatnim wplywie gladzenia na jakosé¢ o-
sadu glinowego, wydzielajacego sie¢ pod-
czas elektrolizy kapieli, sporzadzonej przez
stopienie chlorku glinu z haloidkami pota-
sowcow lub wzglednie i haloidkami wap-
niowcow lub magnezu. W opisie powyz-
szego wynalazku zaznaczono, ze bez me-
chanicznego wygladzania osadzajacego sie
na katodzie glinu nie mozna otrzymaé do-
wolnie grubej warstwy zwartego glinu.

Wynalazek niniejszy polega na wygla-
dzaniu osadzajgcego si¢ na katodzie glinu
za pomocg umieszczonych w wannie elek-
trolitycznej lub w odpowiedniej jej czesci
kulek o ciezarze wlasciwym réwnym lub
zblizonym do cigzaru wlasciwego elektro-
litu. Przy ruchu elektrolitu wzglednie po-
ruszaniu katod lub anod kulki ocieraja sie
o katode i wygladzaja narastajaca na niej
warstwe glinu.

Kulki do wygtadzania katody moga byé¢
wykonane z materialu o ciezarze wlasci-

*)  Wiasciciel patentu oswiadczyt, se wynalazcami niniejszego sposobu sq pp.: Dr Ludwik Wasilewski
w Warszawie, Iné. Antoni Kaczorowski w Warszawie i Ins. Adolf Weber w Warszawie.



wym wiekszym od ciezaru wlasciwego elek-
trolitu, np. ze szkla. Nalezy je tylko wyko-
na¢ tak, pby dzieki zawartym w nich pe-
- cherzykom powietrza lub innego gazu ich
$redni ciezar wlasciwy byl réwny lub zbli-
zony do cigzaru wlasciwego elektrolitu.

Zastrzezenia patentowe.

1. Sposéb wygladzania powierzchni
glinu, osadzajacego si¢ na katodzie podczas
elektrolizy . kapieli, sporzadzonej przez
stopienie chlorku glinu z haloidkami pota-
sowcéw lub (wzglednie i) haloidkami wap-
niowcow lub magnezu, wedtug patentu nr
25380, znamienny tym, ze stosuje sie
umieszczone w wannie elektrolitycznej lub

odpowiedniej jego czesci kulki o cigzarze
wlasciwym réwnym lub zblizonym do cie-
zaru wlasciwego elektrolitu, ktére przy
ruchu elektrolitu wzglednie poruszaniu ka-
tod lub anod wygladzaja powierzchni¢ ka-
tody.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tym, ze stosuje si¢ kulki, wykonane z
materialu o ciezarze wlasciwym wiekszym
od ciezaru wlasciwego elektrolitu, ktére
dzigki zawartym w nich pecherzykom ga-
zu maja $redni ciezar wlasciwy réwny lub
zblizony do ciezaru wlasciwego elektroli-
tu.

Chemiczny Instytut
Badawczy.

Druk L. Bogustawskiego ‘i Ski, Warszawa.
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